CURSO
@;’) Hg&ﬁﬂ,?s ACADEMICO

INGENIERIA ELECTRONICA 2026/ 27

Facultad de Ciencias INDUSTRIAL

CURSO: 1°

Grupo: \A \Semestre: \19 |Aula: 102
Hora: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Mecanica, Ondas y
8:30-9:30 M.OT. Matematicas Il Termodinamica Fund. Inf.
(i)/(ii) Fund. Inf. (1) 5sem 2)
A7.8 Quimica
Lab. FAG1 . . A7.8
9:30 - 10:30 5 sem 11 sem Matematicas | (A/B) Fundamentos de Mecanica, Ondas y 11 sem (3)
. : 102 /105 Informatica Termodinamica 102
11 sem
Mecénica, Ondas y Matematicas | Matematicas | Qu;rll;lca
10:30- 11:30 S (A/B) (A/B)
M.O.T. Termodinamica Fund. Inf. 102
. Inf. 102 /105 102 /105
(i (iv) FundA;nsf (3) / / ) 11 sem
Lab. FAG1 : .. A7.8 M.O.T.
5sem 11sem Quimica | Quimica 11 sem (i)
11:30-12:30 Quimica (2) Quimica y
4 sem 102
11 sem
12 sem
Mat. Il Mat. | M.O.T. Quimica M.O.T. Quimica
. . (B) (A) Fundamentos de (v)/(vi) - (iii, iv) (4)
12:30-13:30 101 102 Informatica Lab. FAG1 (a;b;cr;'d) Matematicas Ii 102 11
11 sem 11 sem 5sem 12 sem 11 sem
Mat. Il Mat. | Mec. Ondas, Termo. Mec. Ondas, Termo.
A) 8) Fundamentos de (v)/(vi) Rl
13:30- 14:30 101 102 Infgrsme::clca A Matematicas Il 102
11 sem 11 sem 5sem 12 sem
Quimica Quimica Quimica Quimica Quimica
. . (1/2) semanas alternas | (1/2) semanas alternas |(1/2) semanas alternas (1/2) semanas alternas
16:00- 18:00 (1/2) semanas alternas Lab. QIQG Lab. QIQG Lab. QIQG Lab. QIQG
Lab. QIQG
2 sem 2 sem 2 sem 2 sem
2 sem
Quimica Quimica Quimica Quimica Quimica
. . (3/4) semanas alternas | (3/4) semanas alternas |(3/4) semanas alternas (3/4) semanas alternas
18:00- 20:00 B BTED Lab. QIQG Lab. QIQG Lab. QIQG Lab. QIQG
Lab. QIQG
2 sem 2sem 2sem 2 sem 2 sem

Grupos reducidos
A B

1,2,3,4

i, i, iii, iv, v, vi




)
(&

Facultad de Ciencias

HORARIOS

GRADO EN

INGENIERIA ELECTRONICA

INDUSTRIAL

CURSO

ACADEMICO
2026/ 27

CURSO: 1°

Grupo: IA ’Semestre: |29 lAuIa: 102
Hora: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:30 — 9:30 |Electromagnetismo Matematicas IlI
RGDAO
Representacién Grafica (c)
y Disefio Asistido por | Matematicas Il Mat. IV GR-03
Ordenador (y) (x) 6 sem
9:30-10:30
Electromag.| RGDAO GR-03 1;\7'8 192'3 Electromag.
sem sem
— R Y S
2 Matematicas Il Mat. IV N
10 sem 6 sem @) ) 5Sem.
10:30-11:30 Matematicas IlI o e HGDAO
11 sem 12 sem (b)
Matematicas Il Mat. IV gR-OS
Matematicas Il . (x) (2) Sl
11:30-12:30 Matematicas IV
Electromag.| RGDAO A7.8 A23 Electromag.
(c/d) (a) 11 sem 12 sem (c/d)
102 GR-05 Lab. FEM2
10 sem 6 sem 5Sem.
12:30-13:30 Electromagnetismo
Fundamentos de Fundamentos de
Empresa Empresa
RGDAO Electromagnetismo
13:30 - 14:30 GRs il

16.30-17.30 RGDAO RGDAO RGDAO
(prac. DAO) (prac. DAO) (prac. DAO)
17.30-18.30 3 sem. 3 sem. 3 sem.
18.30-19.30 RGDAO RGDAO RGDAO
(prac. DAO) (prac. DAO) (prac. DAO)
19.30 - 20.30 3 sem. 3 sem. 3 sem.

Matematicas Il

(x+y+2z)
2sem

Electromagnetismo
(a+b+c+d)
1sem

Grupos reducidos

XY, 2

a,b,cd
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Facultad de Ciencias

HORARIOS

GRADO EN

CURSO

ACADEMICO

INGENIERIA ELECTRONICA

INDUSTRIAL

2026/27

CURSO: 2°

Grupo: |A |Semestre: \19 \Aula: \ 108
Hora: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Res. Mat. |Comp. Elec.| Res. Mat. | Comp. Elec.
. . Termod. . Ciencia y Tecnologia de (A) (B) (B) (A)
8:30-9:30 | roc piyig, | Cien- T(e; Mat. los Materiales 108 105 105 108
(a) 1\1/1 13 sem 3sem 10 sem 3 sem 10 sem Com:rnentes
108 7 sem rermodinamica Técnica Res. Mat. |Comp. Elec.| Res. Mat. | Comp. Elec. Electrotec (1‘;;')
9:30 - 10:30 [ 7sem Hoid (A) ®) (B) (A) rotec:
y Fluidos 108 105 105 108 (iv) Lab. LIE
Lab. Ing. 5sem
. . Termod. . Ciencia y Tecnologia de |Ciencia y Tecnologia de los| Eléctrica
10:30-11:30 Tec. Fluid. Cien. 1:(;: Mat. Electrotecnia los Materiales Materiales 9sem
(b) (A/B) —
111 Termodinamica Técnica 'y L .
108 108/105 . Termodinamica Técnica
11:30-12:30 ... 7 sem / Fluidos Fluid Y| Electrotec.
13 sem uidos (v) Componentes
Electrotecnia Lab. Ing. Elec.
.I-TernI:Ioc.:l(;| Cien. Tec. Mat. | Res. Mat. |Comp. Elec. (A/B) Res. Mat. | Comp. Elec. Eléctrica (3)
12:30 - 13:30] 'ec. Fluid. 2) (B) (A) 108/105 (A) (B) ® g Lab. LIE
(c) 105 108 108 201 5
108 71:3; 10 sem sem
13:30-14:30] 7sem
. Termod. .
15:30 - 16.30 Componentes Resist. Mat. Tec. Fluid. Resis. Mat.
Elec. (o) (d) (6) Componentes Elec. Componentes Elec.
16 30 _ 17 30 Electl.'otec. (2) - 108 - (4/6) (7)
. . (i Lab. LIE 12 sem et 12 sem Lab. LIE Lab. LIE
La’b. Ir‘ug. 5sem Electrotec. 5 sem 5 sem
17:30 — 18:30| E'éctrica Resist. Mat. (i) Resist. Mat.
9 sem (B) (€)
Lab. Ing.
. . Electrotecnia ° actri :
18:30-19:30 (ii) 12 sem EI::terrl:a 12 sem
Lab. Ing. Eléctrica
19:30 - 20:30 9sem Resist. Mat. Resistencia de Materiales
(v) @
20:30 - 21:30 12 sem 12 sem

Grupos reducidos

XY, 2

a,b,cd

i, i, ii, iv, v

a,B,v,6,&(

1,2,3,4,5,6,7
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Facultad de Ciencias

HORARIOS

GRADO EN

INGENIERIA ELECTRONICA

INDUSTRIAL

CURSO
ACADEMICO

2026/27

CURSO: 2°

Elec. Basica.
(6)
Lab. LIE
5sem

Grupo: \Semestre: \2‘-’ lAuIa: 108
Hora: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Elec. Bas.
8:30-9:30 Mag. y (B) Fund. Control Trat.~Trans.
Mec. 10 sem (©) Senales
(1) Elec. Bas. Fundamentos de Control o [ (d)
108 . (3) Maquinas y Maquinas y 7 i A2.3
9:30-10:30 | 8sem [Elec-Dig.| Lab.LE Mecanismos Mecani sem 8sem
(a) 5sem 10 sem ecanismos
A7.8
. _ . 11 sem Maquinas y L. .. - -
10:30-11:30 Mag. y Mecanismos Electrénica Digital Electrénica Digital Fund. Control Trat. Trans.
Mec. .(d) Sefales
(2) o o Elec. Bas. Trat. T~rans. o (e)
. . 108 Electrénica Digital Sef. . A2.3
11:30-12:30 5 (A) B 7 sem
8sem |Elec. Dig. sem (8) Trat. Trans. 8sem
(b) 111 eTB) as. Sefales
A7.8 (A)
11 sem Elec. Bas. | Elec. Bas. Tra-lr-:t.Seﬁ Fundamentos de 201 108
12:30-13:30 (1) (A) (B‘) Control
Magq. y Lab. LIE 108 10 sem Fund. Control | Trat: Trans.
Mec. 5 @ 11 .(e) Sefales
(3) (c)
108 Elec. Bas. |20 Tratamiento y Lab. LC A2.3
(A) Trans. Sef Transmision Sefiales 7sem 8
13:30 - 14:30 | 8sem (8) sem
108 (A)
111
10 sem 8sem
8 sem

Trat.
15.30-16.30 | mag. ymec. _ Fund. | elec. pig. | Trans. |  Fund.
Elec. Dig. (c) L. Control _
(4) A7.8 Elec. Basica (b) (e) Sefales | Control (a)
108 11 som (2/4) g A7.8 (a) Lab. LC
16.30-17.30 8sem Lab. LIE ) 11sem A23 7 sem
7 sem
5sem 8 sem
17.30-18.30 Trat. Trans. Senales
Mag.y Mec. | plec. Dig. (d) i (b)
(5) Elec. Basica. A2.3
108 A7.8 (5) . 0
18.30-19.30 8 sem 11 sem Mag. y Mec. Lab. LIE sem
(1,2,3,4,5,6) Baxm
1sem
19.30-20.30 Maq-(Z)Mec-
20.30-21.30 | oo

Grupos reducidos

a,b,cde

1,2,3,4,5,6
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Facultad de Ciencias

HORARIOS

GRADO EN

INGENIERIA ELECTRONICA

INDUSTRIAL

CURSO
ACADEMICO

2026/27

CURSO: 32

Grupo: l/-\ \Semestre: \19 Aula: 111
Hora: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Tecnologia Procesadores Procesadores Electrénica
8:30-9:30 Eléctrica Integrados Automética o
Integrados Analdgica
(a) x) 5sem Procesadores (x) )
Lab. Ing. Lab. ISA Integrados Lab. ISA Lal::/ LC
Sctri . Electrénica Analdgica .
9:30 - 10:30 Eléctrica 11 sem 11 sem 11 sem
11 sem 5sem
Tecnologia Electrénica Analégica .
Eléctrica Procesadores Automatica Electronica
10:30-11:30 Integrados . Analégica
(b) Gestion de la e . (2)
(y) - Tecnologia Eléctrica (x)
Lab. Ing. Produccién Lab. ISA
el Lab. ISA Lab. LC
Eléctrica 1 11 sem 1
11:30-12:30 11 sem sem sem
PP Automatica ..
12:30 - 13:30 Tecnologia | Procesadores Tecnologia Eléctrica Gestion de la Electrénica
Eléctrica Integrados 5sem Produccion Automatica Analégica
(c) (z) (y)
Lab. Ing. Lab. ISA Gestion de Ia Lab. ISA Lat()X)LC
Eléctrica Ciencias Automatica Produccion 11 sem )
. - . 11 sem
13:30-14:30 11sem 11 sem 5sem (Précticas)
10 sem
Tecnologia Eléctrica
. . (d)
16:30 - 18:30 Lab. Ing. Eléctrica
11 sem

Grupos reducidos

XY, 2

a,b,cd




CURSO
@;’) Hg&ﬁﬂ,?s ACADEMICO

INGENIERIA ELECTRONICA 2026/ 27

Facultad de Ciencias INDUSTRIAL

CURSO: 32

\Grupo: \A \Semestre: |2‘-’ |Au|a: 111
[Hora: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
El Jif] P i
8:30-9:30 ectrom;asgri otencia Ing. Sist. Dis. Fab. Cir. Int.] Inf. Com. Ind. | Instr. Elec.
(2) (y) (y) (x)

Disefio y Fabricacion de Llalb' ISA 11\7«8 Lflb- ISA Llalb. LIE S

9:30 — 10:30 | Circuitos Integrados =D sem sem sem nt:
5 sem Electronica Electrénica de
- s . . . I L, Potencia
10:30 - 11:30 Disefio y Fabricacion de Ing. Sist. Dis. Fab. Cir. Int.] Inf. Com. Ind. Instr. Elec. | Disefio y Fabricacién de
* * Circuitos Integrados (x) (2) (2) (y) Circuitos Integrados
Lab. ISA A7.8 Lab. ISA Lab. LIE 2
Instrumentacion

11:30 -12:30 11 sem 11sem 11 sem 11sem Informética y Electrénica

Ingenieria de Sistemas Comunicaciones Instrumentacion

S0 =150 Industrial J
12:30-13:30 Ing. Sist. Dis. Fab. Cir. Int.] Inf. Com. Ind. Instr. Elec. ndustriales Electrnica
5sem
Informatica ) ) ) (2)
Comunicacion‘;s Lol A7.8 LA ELEEL Ingenieria de Sistemas
13:30-14:30 Industriales 11 sem 11 sem 11 sem 11 sem 5 sem
5sem

Electrénica de Potencia

15.30-16.30 (x/y)
7 sem
Electrdonica de Potencia
16.30-17.30 (2)
7 sem
Electrdénica de Potencia Electronica de Potencia
(x/y) (2)
17.30-20.30 Lab. LIE Lab. LIE
5sem 5sem

Grupos reducidos
X, Y, 2
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Facultad de Ciencias

HORARIOS

GRADO EN

INGENIERIA ELECTRONICA

INDUSTRIAL

CURSO
ACADEMICO

2026/27

CURSO: 4°

Grupo: \A \Semestre:

T

|Aula:

110

Hora: Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Electrénica para
Acondicionamiento

8:30-9:30

Electrdnica para
Acondicionamiento
Energético

Sensores y Actuadores

12:30-13:30

e Sistemas Robéticos Sensores y Actuadores (Practicas)
(Précticas) Electrénica de Industriales
9:30 — 10:30 Lab. LIE Radiofrecuencia para 9sem
* * 9sem Aplicaciones
Industriales
Electronica de
Sistemas Electrénicos Radiofrecuencia para Sistemas Electrénicos Fibras, Componentes y
: - : P t .. . P
10:30-11:30 royectos Programables Aplicaciones Programables Sistemas Opticos
Industriales
. . Dispositivos para Energias Dispositivos para Energias
11:30-12:30 Proyectos Renovables Renovables
(Précticas) (a/b) Control Inteligente Proyectos Electrénica para
6 sem Control Inteligente

Acondicionamiento
Energético

(Practicas)

13:30-14:30

Fibras, Componentes y
Sistemas Opticos

15.30-17.30 (a)
Lab. FOM1
9sem

Mantenimiento de
Instalaciones

Electrénica de
Radiofrecuencia para
Aplicaciones
Industriales
(Practicas)

Lab. LIE
9sem

Fibras, Componentes y
Sistemas Opticos

Dispositivos para Energias
Renovables
(Practicas)

9 sem

A2.3
9 sem

Sistemas Electrénicos
Programables
(Practicas)

A7.8
9sem

17.30-19.30

Mantenimiento de
Instalaciones
(Practicas)
Lab. Ing. Eléctrica
9sem

Sistemas Robaéticos
Industriales
(Practicas)
A7.8
9sem

Fibras, Componentes y
Sistemas Opticos
(b)

Lab. FOM1
9sem

Grupos reducidos
a,b




CURSO
@;’) Hg&ﬁﬂ,?s ACADEMICO

INGENIERIA ELECTRONICA 2026/ 27

Facultad de Ciencias INDUSTRIAL

CURSO: 4°

Grupo: \A \Semestre: |2‘—’ |Au|a: 110
Hora: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:30-9:30
Tratamiento de Sefales . o
9:30 — 10:30 Para Procesos Tratamiento de Sefales Para
: : Domética Industriales Prevencion de Riesgos Procesamiento de Sefiales Procesos Industriales
Laborales Biomédicas
10:30-11:30 Dispositivos Prototipado y Test
11:30 — 12:30 Domética Electronicos y Fotonicos Circuitos y Sistemas Electrdnicos
(Practicas) Circuitos y Sistemas Electrénico's pa’ra.ApIicaciones
Lab. ISA Electrénicos para ?:?;i‘:sa)s
. - . 9sem . A icaci iomédi
12:30-13:30 Dispositivos Aplicaciones Biomédicas Lab. LIE -
Electrénicos y Foténicos 9sem 2t
(Practicas) Electrénicos
Prevencion de Riesgos A2.3 .. . (Prcticas)
Laborales 9 : Prevencion de Riesgos 9sem
20 —-14- sem
13:30-14:30 (Précticas) Laborales
3 sem 8 sem
15.30-16.30 Tratamiento de Sefiales
Para Procesos Procesamiento de Sefales
16.30-17.00 Industriales Biomédicas
(Practicas) (Practicas)
A2.3 9sem
17.00 - 17.30 oo




